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Nanodrop 2000标准操作规程

1、基座检测空白循环
建议把空白对照当成样品来检测， 这样可以确认仪器性能完好并且基座上没有样品残留，按下列操作来运行空白循环： 
①  软件中打开将进行的操作模式，把空白对照（溶剂）加到基座上，并把样品臂放下。 
②  点击Blank来进行空白对照检测并保存参比图谱。 
③  重新加空白对照（溶剂）到基座上，把它当成样品一样来检测，点击Measure来进行检测，结果应该是差不多为一水平线，吸光值变化应不超过0.04A（10mm光程） 
④  擦去上下基座上的液体，重复进行上面的操作，直到检测光谱图的变化不超过0.04A（10mm光程）。 
虽然不需要在每个样品之间进行空白校准，但我们建议在检测多个样品时，最好每30min进行一次空白校准。30min后，最后一次做空白检测的时间将显示在软件下面的状态栏上。
2、样品检测
① 抬起样品臂，把样品加到检测基座上。 
② 放下样品臂，使用电脑上的软件开始吸光值检测。在上下两个光纤之间会自动拉出一个样品柱，然后进行检测。
③ 当检测完成后， 抬起样品臂， 并用干净的无尘纸把上下基座上的样品擦干净，避免样品在基座上的残留。这样仪器就可以进行下一个样品的检测了。
[bookmark: _GoBack]3、检测完成以后： 
用去离子水清洗上下基座，具体方法是滴加去离子水到检测基座上，盖上机

械臂，静置2-3分钟，再用干净的无尘纸擦拭干净上下基座，放下样品臂。



注意事项：
1、 样品检测前必须用涡旋混匀器混匀后，立即取样检测；
2、 样品臂轻拿轻放，以免损伤样品臂；
3、 用去离子水清洗基座时，需要让去离子水润洗2-3分钟；
4、 没隔2-3月可以使用0.5%的Naclo或者HCL进行清洁，加入4ul上述溶液浸泡基座10min，而后使用超纯水4ul浸泡基座10min，擦拭赶紧即可。而后用水作为Blank，再用水作为样本测试，285nm的吸光度值要在-0.04- +0.04之间。
5、 擦拭样品基座时，用“质地优”的无尘纸吸水为主，需要擦拭时注意往同一个方向轻轻擦拭，避免损伤样品基座；
6、 避免检测含有腐蚀性物质的样品；
7、 初次使用者在熟练操作者指导下操作此仪器。
8、 建议每隔半年校正机器一次。
9、 每次使用在基座与手臂之间垫一张纸巾防止灰尘落在基座上。
10、建议电源保持常通状态，不要经常插拔电源。
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